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SANTIAGO, -9 D102
RESOLUCION N° 04369 EXENTA

VISTOS: lo dispuesto en la Ley N° 19.239; en el D.S.
N° 379 de 2013 y en las letras i) del articulo 5° y d) del articulo 11 del
D.F.L. N° 2 de 1994, ambos del Ministerio de Educacion; el acuerdo del
Consejo de la Facultad de Humanidades y Tecnologias de la Comunicacién
Social de fecha 9 de agosto de 2013, el informe favorable del Consejo
Académico de fecha 12 de agosto de 2013 y la aprobacion del Consejo
Superior de fecha 27 de agosto de 2013.

RESUELVO:

l Apruébase, el plan de estudios, maila curricular, el
documento de trabajo con sus anexos que van de la letra “A” ala letra “G” y
los programas de asignaturas de la Carrera de DISENO INDUSTRIAL, para
optar al titulo profesional de DISENADOR INDUSTRIAL, el grado
académico de LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIAS DEL DISENO
INDUSTRIAL, y el TITULO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
TECNOLOGIAS DE DISENO INDUSTRIAL.

CODIGO : 21023
DURACION : 10 SEMESTRES
REGIMEN : SEMESTRAL
HORARIO : DIURNO

NUMERQO TOTAL DE CREDITOS TRANSFERIBLES: 300
UNIDAD RESPONSABLE: ESCUELA DE DISENO
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C.4.2.- MINORS Y DIPLOMAS
1: TECNOLOGIAS DE REPRESENTACION DIGITAL
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3: YECNOLOGIAS DE SISTEMAS INTERACTIVOS
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4: DISERO, CIUDAD Y OBJETOS DE USO PUBLICO
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Los programas de estudio de ias asignaturas de la carrera,
son {os que constando en documentos que signados con los N 1 al 80 se
acompanan a la presente resolucion exenta formando parte integrante de la misma
para todos los efectos legales.

Los referidos programas, sélo podran modificarse de
conformidad con la reglamentacién vigente que sobre la materia existe en la
Universidad.

Se hace especial hincapié, que entre los anexos del
documento de trabajo que se vienen en aprobar en este numeral, signado como
letra “E”, se encuentra el Reglamento especifico de este plan de estudios.

L Para obtener el titulo profesional de Disefiador Industrial, el
alumno debera aprobar el 100% de las asignaturas de 1" al 10° semestre.

i Para obtener el grado académico de Licenciado en Artes y
Ciencias del Disefio Industrial, el alumno deberd aprobar el 100% de las
asignaturas de 1° a 8° semestre.

M. Para obtener el titulo intermedio de Técnico de Nivel Superior
en Tecnologias de Diseio Industrial el alumno debera aprobar el 100% de las
asignaturas entre el 1* a 4° semestre y haber aprobado la practlca tecnico
profesional de 5° semestre.

V. El Minor se obtiene aprobando el 100% de las asignaturas
establecidas en el Programa de Minor.

V. El Diploma se obtiene aprobando el 100% de [as asignaturas
establecidas en el Programa del Diploma.

Registrese y Comuniquese.
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